






















专利名称(译) 一种阵列基板、液晶面板及其制作工艺

公开(公告)号 CN107315288A 公开(公告)日 2017-11-03

申请号 CN201710707165.6 申请日 2017-08-17
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摘要(译)

本申请公开了一种阵列基板、液晶面板及其制作工艺，用以解决由于配
向膜受损导致非显示状态下液晶分子排列紊乱，从而导致液晶面板漏光
的问题。本申请提供的阵列基板，包括配向膜，还包括：上电极、下电
极，以及位于所述上电极和下电极之间的中间电极。所述中间电极用于
在所述上电极和下电极之间相对电压为零的情况下，施加驱动电压，使
得所述中间电极与所述下电极之间形成电场，并且所述电场的方向平行
于所述配向膜的配向方向。
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